紫外光硬化型壓克力／二氧化鈦奈米複合材料的製備
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本研究採用3-(trimethoxy silyl)propyl methacrylate (MSMA)、Titanium (IV) ethoxide (TEOT)及壓克力單體Butyl acrylate (BA)製備紫外光硬化型壓克力/二氧化鈦混成奈米複合材料，得到高折射率之光學塗膜。前驅物溶液採用溶膠凝膠(Sol-gel)法製備，經乾燥及紫外光照射交聯硬化成硬膜。塗膜之奈米顆粒由TEM觀察出顆粒粒徑約為95-200nm。以AFM分析塗膜之表面平整度約為在250nm左右。以TGA測試混成材料的熱裂解溫度約提昇30℃。在光學性質方面折射率隨二氧化鈦添加量增加而線性提高。添加量為75%時，提高約0.2。塗膜消光係數在λ=350~900nm間的k值均為零，且透光率均高於95％。由結果顯示Abbe number都高於30，具有應用於光學元件的潛力。

